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광 정렬 및 정밀 광학 포지셔닝은 어렵고 시간이 많이 소요된다.

광학 또는 광소자 조립 시 부품 간 또는 입출력 소자 사이 나노스케일의 미세 정렬이 잘못되면 

성능에 큰 영향을 미치며 미세한 위치 변화는 성공과 실패를 좌우하는 중요한 요인이다. 

광학 액티브 얼라인먼트의 3가지 이점 

액티브 얼라인먼트(Active Alignment)는 현대 시대에 맞는 첨단 광

학 및 부품을 제조하는 데 있어 성능, 수익성, 수율을 향상시키는 기

술이다. 일반적으로 광학 시스템 내의 부품은 여러 자유도에 걸쳐 정

렬을 최적화시키고 부품 간의 의존성을 완화하기 위해 시간 소모적인 

루프를 통해 직렬 방식으로 정렬된다.

하지만 PI의 고속 다채널 포토닉 얼라인먼트 기술은 모션 컨트롤러

의 펌웨어 내에 지능형 병렬 정렬 알고리즘을 구축함으로써 문제를 

해결한다. PI는 이 기술을 통해 광 케이블, 스마트폰 카메라, 레이저 

제조 등을 위한 가능성을 인식하고 다채널 포토닉 정렬(FMPA) 시장

을 개척하고 있다. 다음은 다채널 광학 액티브 얼라인먼트의 3가지 

이점을 설명한다.

1. 빠르고 신뢰할 수 있는 포지셔닝

여러 자유도에서 여러 부품을 병렬 및 동시에 조정할 수 있다. 컨트롤

러 펌웨어의 고유한 제어 알고리즘은 측정 및 위치 이송 장비와 통신

하여 각 부품을 동시에 자동 조정한다. 한 번의 작업으로 각 부품의 최

적 위치가 전체 성능을 최적화하기 위해 결정되므로 광학 제조의 속

도가 빠르게 증가한다.

2. 경제적이고 공간 절약적

병렬 정렬은 기기에 영향을 주지 않으면서 제조 운영을 위해 필요한 

비용과 공간을 절약할 수 있다. 이는 투자 수익률을 높이고 제품의 품

질도 향상시킨다. 첨단 실리콘 포토닉스 테스트 및 제조, 레이저 제조, 

광 조립 분야에서 효율적이다.

3. 초정밀 정렬

다채널 액티브 얼라인먼트 시스템의 탐색 모션은 마이크로 및 나노 

스케일 조정을 위해 프로그래밍할 수 있으며, 내장된 그래디언트 서

치 기술을 통해 1초 이내에 신호의 꼭지점을 최적화할 수 있다. 이 시

스템은 신호 저하가 발생할 수 있는 복잡한 정렬 상황에서 유용하게 

사용된다. 
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